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INTRODUCCION

optar por tecnologias denominadas “limpias” conlleva a
rrollo de fuentes energéticas alternativas. Dentro de estos
2 a las baterias alcalinas del tipo Ni-H y Ni-HM, en las que el
ene como material activo hidroxido de niquel. Si bien ha sido
gregados de diferentes aditivos (Co, Ca, Zn, C, materiales
s, etc.), los que contienen Co resultan ser los mas exitosos debido
enta la reversibilidad del par redox Ni(OH),/NiOOH, aumenta el
al de evolucion de oxigeno, mejora la conductividad y reduce el
o de especies y-NiOOH durante la carga.

METODOLOGIA

Los electrodos de trabajo se prepararon colocando sobre un
sustrato de esponja de niquel el material activo de composicion:
B- Ni(OH), (Aldrich), material aglomerante (PTFE) y diferentes
aditivos: polvo de Co metalico, materiales nanoestructurados de
Ni(OH), y nanotubos de carbono de paredes muiltiples.

La caracterizacion de los electrodos se realizé empleando
técnicas opticas y electroquimicas.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES

+La técnica de espectrosopia de impedancia junto a un modelo fisico desarrollado en el laboratorio representan herramientas importantes para la
estimacion de los parametros fisico-quimicos y estructurales tales como: area activa especifica, conductividad efectiva y coeficiente de difusion de H en
funcién del aditivo agregado al material activo.

* El conocimiento de los dichos parametros permite optimizar el disefo.
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